TROKENTECH" Karta systemowa

POWIERZCHNIE TRWALE ZABEZPIECZONE

Neodur FT Elastic C-10r PR

Antyposlizgowy, szybkoutwardzalny alifatyczny system powiok polimocznikowych,
z wykonczeniem odpornym na $cieranie oraz o wysokiej odpornosci na promieniowanie UV.
Zastosowanie do podtég zewnetrznych i wewnetrznych.

Charakterystyka systemu
e Grubos¢ suchej warstwy: ~Tmm

e Do lekkichisrednio obcigzonych podtdg Grubosé systemu 1 mm
Szybka aplikacja - Szybkie schniecie
W petni uzyteczny w ciggu 24 godzin

o Wykonczenie antyposlizgowe

e Nadaje sie do uzytku zewnetrznego

e Doskonata odpornos¢ na scieranie i zarysowania

Koncowy wyglad powierzchni

Antyposlizgowa - Jednolicie szorstka (efekt
gestego zasypu kwarcowego) - Kolorowa

Obcigzenie uzytkownika

LD/MD (lekkie/érednie obcigzenie)

Odpornos$é na scieranie (ASTM D4060)

3 3 T <100 mg (Taber Test, CS 10/1000/1000)
Budowa systemu - orientacyjne zuzycia

Warstwa Produkt Zuzycie Przyczepnosé (EN 1542)
. 120-150 g/m? w jednej >25 N/mm?2
" .
Gruntowanie Neodur Fast Track PR warstwie

Odpornosé na poslizg

~ 2W i i
300 g/m? w jednej (EN 13036-4, mokra powierzchnia)

Warstwa bazowa | Neodur® FT Elastic . A
warstwie watkiem

Zasyp piaskiem Piasek kwarcowy
kwarcowym 0,8-12mm

35do 50 PTV
(Wartosc¢ testu wahadta, suwak 96)
Odpowiednik R11

~3 kg/m?(w nadmiarze)

Warstwa . 500 g/m? w 2 warstwach
uszczelniajgca Neodur® FT Elastic watkiem Zakres temperatury pracy

(suche obcigzenie)

*Mozna zastosowac alternatywny grunt z firmy Neotex, po konsultacji z naszym
Doradcg Technicznym. Przepuszczalno$é wody ciektej (EN 1062-3)

<0,1 kg/m?ho>
-30°C min./ +80°C max.

1.  Podioze betonowe

2. Gruntowanie:
Neodur® Fast Track PR

3. Warstwa bazowa:
Neodur® FT Elastic

4. Zasyp piaskiem kwarcowym
0,8-12 mm (w nadmiarze)

5. Warstwa uszczelniajaca:
Neodur® FT Elastic
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